
CDS Space Engineering - Ingegneria Spaziale 

Modalità di ammissione alla Laurea Magistrale in vigore dall’a.a. 2028/2029 
Il modello di ammissione alla Laurea Magistrale che entrerà in vigore a partire dall’a.a. 2028/2029 è 
articolato su tre contingenti:  

• Studenti che conseguono il titolo di Primo Livello presso il Politecnico di Milano, 
• Studenti che conseguono il titolo di Primo Livello presso altri Atenei italiani, 
• Studenti con titolo estero. 

Le modalità di ammissione sono descritte nei paragrafi successivi. 

1. Modalità di ammissione per i candidati con titolo di Primo Livello del Politecnico di Milano 

Per i candidati iscritti ad un Corso di Laurea di Primo Livello del Politecnico di Milano o in possesso di 
un titolo di Primo Livello del Politecnico di Milano, sono previste due modalità di accesso: 

• Ammissione di diritto, riservata ai candidati che rispettino i requisiti descritti nel paragrafo 1.1; 
• Ammissione per idoneità, riservata ai candidati che rispettino i requisiti descritti nel paragrafo 

1.2; 

1.1 Ammissione di diritto 

L’accesso al Corso di Laurea Magistrale mediante ammissione di diritto è riservato ai candidati che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carriera:  

• Essersi immatricolati al primo anno di una Laurea di Primo Livello nell’a.a. 2025/26 e risultare 
studenti regolari al terzo anno nell’a.a. 2027/28; 

• Aver sostenuto almeno 135 CFU effettivi dopo il quinto semestre dall’inizio della carriera 
universitaria, determinato a partire dall'anno di prima immatricolazione, con una media pesata 
uguale o superiore a 23/30. 

Requisiti disciplinari:  

• Essere in possesso dei requisiti disciplinari riportati nella tabella seguente, definiti in relazione 
alla Classe di Laurea, al Corso di Studi di provenienza e a specifiche caratteristiche del Piano 
degli Studi; tali requisiti devono essere mantenuti fino al termine del percorso di studio: 

  



 

Classe di Laurea Corso di Studi PSPA / SSD / Insegnamenti 
L9 – Ingegneria 
Industriale 

Ingegneria Aerospaziale 
Insegnamenti a piano / 
conseguiti nei seguenti SSD: 
• Almeno 5 CFU negli SSD: 

IIND-01/D oppure CEAR-
06/A 

• Almeno 5 CFU negli SSD: 
MATH-04/A oppure IIND-
02/A  

• Almeno 5 CFU nell’SSD: 
MATH-05/A 

• Almeno 5 CFU negli SSD: 
IIND-06/B oppure IIND-07/A 

Ingegneria Chimica 
Ingegneria Elettrica  
Ingegneria Energetica  
Ingegneria dei Materiali e delle 
Nanotecnologie 
Ingegneria Meccanica 
Ingegneria della Produzione Industriale 

Interclasse 
L8 – Ingegneria 
dell’Informazione 
L9 – Ingegneria 
Industriale 

Ingegneria dell'Automazione  
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria Fisica 
Ingegneria Gestionale 
Ingegneria Matematica 

 

Per i candidati iscritti a Corsi di Studio che non sono riportati nella tabella precedente, l’ammissione di 
diritto non è prevista. 

Per alcuni candidati potranno essere previsti eventuali obblighi o divieti nelle scelte curriculari. 

1.2 Ammissione per idoneità 

Ciascun candidato può esprimere fino a tre candidature per l’ammissione per idoneità ai Corsi di Laurea 
Magistrale di diverse Scuole e Sedi. La candidatura al Corso di Laurea Magistrale in Space Engineering 
- Ingegneria Spaziale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carriera: 

• Essere in possesso di un titolo di Laurea di Primo Livello del Politecnico di Milano oppure aver 
conseguito almeno 120 CFU effettivi entro i termini stabiliti per le candidature; 

Requisiti disciplinari: 

• Essere in possesso dei requisiti disciplinari riportati nella tabella seguente, definiti in relazione 
alla Classe di Laurea: 

Classe di Laurea 
L7 – Ingegneria Civile e Ambientale 
L8 - Ingegneria dell'Informazione 
L9 – Ingegneria Industriale 
L23 - Scienze e tecniche dell'edilizia 

 

I candidati in possesso dei requisiti di carriera e dei requisiti disciplinari sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione preposta, che si esprimerà in merito all’idoneità e all’ammissibilità. La valutazione 
è basata sulla carriera pregressa e sull’adeguatezza della preparazione personale. 

Per alcuni candidati potranno essere previsti eventuali obblighi o divieti nelle scelte curriculari. 

 



2. Modalità di ammissione per i candidati con titolo di Primo Livello di Atenei Italiani diversi dal 
Politecnico di Milano 

Per i candidati iscritti ad un Corso di Laurea di Primo Livello in un Ateneo italiano o in possesso di un 
titolo di Primo Livello di Atenei che rilasciano un titolo italiano, diversi dal Politecnico di Milano, sono 
previste due modalità di accesso: 

• Ammissione di diritto, riservata ai candidati che rispettino i requisiti descritti nel paragrafo 2.1; 
• Ammissione per idoneità, riservata ai candidati che rispettino i requisiti descritti nel paragrafo 

2.2. 

Ciascun candidato può esprimere fino a tre candidature per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale. 

2.1 Ammissione di diritto 

L’accesso al Corso di Laurea Magistrale mediante ammissione di diritto è riservato ai candidati che 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carriera:  

• Essersi immatricolati al primo anno di una Laurea di Primo Livello nell’a.a. 25/26 e risultare 
studenti regolari al terzo anno nell’a.a. 2027/28; 

• Aver sostenuto almeno 135 CFU effettivi dopo il quinto semestre dall’inizio della carriera 
universitaria, determinato a partire dall'anno di prima immatricolazione, con una media pesata 
uguale o superiore a 27/30. 

Requisiti disciplinari:  

• Essere in possesso dei requisiti disciplinari riportati nella tabella seguente, definiti in relazione 
alla Classe di Laurea di provenienza e a specifiche caratteristiche del Piano degli Studi; tali 
requisiti devono essere mantenuti fino al termine del percorso di studio: 

Classe di Laurea SSD 
L9 – Ingegneria Industriale Insegnamenti a piano / conseguiti nei seguenti SSD: 

• Almeno 5 CFU negli SSD: IIND-01/D oppure CEAR-06/A 
• Almeno 5 CFU negli SSD: MATH-04/A oppure IIND-02/A  
• Almeno 5 CFU nell’SSD: MATH-05/A 
• Almeno 5 CFU negli SSD: IIND-06/B oppure IIND-07/A 

 

Per alcuni candidati potranno essere previsti eventuali obblighi o divieti nelle scelte curriculari. 

2.2 Ammissione per idoneità 

La candidatura al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carriera: 

• Essere in possesso di un titolo di Laurea di Primo Livello ovvero di altro titolo equipollente, 
oppure aver conseguito almeno 120 CFU effettivi entro i termini stabiliti per le candidature; 

Requisiti disciplinari: 

• Essere in possesso dei requisiti disciplinari riportati nella tabella seguente, definiti in relazione 
alla Classe di Laurea: 

 



Classe di Laurea 
L7 – Ingegneria Civile e Ambientale 
L8 - Ingegneria dell'Informazione 
L9 – Ingegneria Industriale 
L23 - Scienze e tecniche dell'edilizia 

 

I candidati in possesso dei requisiti di carriera e dei requisiti disciplinari sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione preposta, che si esprimerà in merito all’idoneità e all’ammissibilità. La valutazione 
è basata sulla carriera pregressa e sull’adeguatezza della preparazione personale. 

Per alcuni candidati potranno essere previsti eventuali obblighi o divieti nelle scelte curriculari. 

 

3. Modalità di ammissione per i candidati con titolo estero equiparabile al titolo italiano di Primo 
Livello 

Per i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile al titolo italiano di Primo Livello, 
la candidatura al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carriera: 

• Essere in possesso di un titolo di Laurea di Primo Livello ovvero di altro titolo equipollente; 

I candidati in possesso dei requisiti di carriera e dei requisiti disciplinari sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione preposta, che si esprimerà in merito all’idoneità, all’ammissibilità e agli eventuali 
obblighi formativi o divieti curricolari. La valutazione è basata sulla carriera pregressa e 
sull’adeguatezza della preparazione personale. 
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